1. Tirpalas vario ir jo lydinių cheminiam poliravimui, apimantis vandenilio peroksidą, sieros arba azoto rūgštį ir nejonogeninę paviršiaus aktyviąją medžiagą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad, siekiant padidinti poliravimo tolygumą ir apdorojamo paviršiaus atspindžio gebą, tirpalas turi nejonogeninės paviršiaus aktyviosios medžiagos laprolio 602 arba laprolio 805 ir papildomai turi trifluoretanolio (TFE) arba trihidrotetrafluorpropanolio (TFP), esant tokiam komponentų santykiui (g/l):

vandenilio peroksidas ‒ 60-160;

sieros arba azoto rūgštis ‒ 5-30;

etilo spiritas ‒ 20-40;

laprolis 602 arba laprolis 805 ‒ 0,5-1,5;

TFE arba TFP ‒ 0,1-3,0.
